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(57) Abstract: The invention relates 
to a method and a plasma system (5) 
for anistropically etching structures into 
a substrate (2) arranged in an etching 
chamber (12), especially a silicon substrate 
with structures defined by an etching 
mask, by means of plasma (22). An 
etching gas and a passivating gas are at 
least temporarily supplied to the etching 
chamber (12). The passivating gas is 
supplied to the etching chamber (12) in 
a clocked manner, the duration of the 
clocked intervals of the passivating gas 
being between 0.05 s and 1 s. The plasma 
system (5) comprises a plasma source 
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least temporarily supplying the etching 
gas and the passivating gas to the etching 
chamber (12) which are embodied in 
such a way that the passivating gas can 
be supplied to the etching chamber (12) 
in a clocked manner, the duration of the 
clocked intervals of the passivating gas 
being between 0.05 s and 1 s. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren und eine Plasmaanlage (5) zum anisotropen Einatzen von Strukturen in ein in einer 
Atzkammer (12) angeordnetes Substrat (21), insbesondere von mit einer Atzmaske definierten Strukturen ein Siliziumsubstrat, mit- 
tels eines Plasmas (22) vor geschlagen. Dazu wird der Atzkammer (12) zumindest zeitweilig ein Atzgas und zumindest zeitweilig 
ein Passiviergas zugefuhrt, wobei die Zufuhr des Passiviergases zu der Atzkammer (12) getaktet mit einer zeitlichen Lange der Pas- 
siviergastakte zwischen 0,05 s und 1 s erfolgt. Bei der Plasmaanlage (5) sind dazu neben einer Plasmaquelle (19), mit der das auf das 
Substrat (21) einwirkende Plasma (22) erzeugbar ist, Mittel (17, 23, 24, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) zur zumindest zeitweiligen Zufuhr 
des Atzgases und zur zumindest zeitweiligen Zufuhr des Passiviergases zu der Atzkammer (12) vorgesehen, die derart ausgebildet 
sind, dass das Passiviergas der Atzkammer (12) getaktet zufuhrbar ist, wobei die Passiviergastakte eine zeitlichen Lange zwischen 
0,05 s und 1 s aufweisen. 
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